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摘要(译)

本发明提供可以防止附着罩和基体上的发光区域局部接触,从而减小损伤
组成发光元件层的TFT,霍尔输送层的可能性,使黑点的发生率降低的EL显
示装置,其制造方法,附着罩及其制造方法。在具有阴极阳极之间形成有发
光元件层的EL元件的EL显示装置中,在该装置的基体(10)的发光区域以外
的部分上形成柱部(20),由该柱部(20)保持与附着罩之间的间隙,蒸镀形成
霍尔输送层,发光层,电子输送层。
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